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Ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия является .методом 
исследования эмитированных фотоэлектронов ультрафиолетовым 
излучением. Этот метод включает в себя три переменных: угол падения, 
поляризация света и длина волны ультрафиолетового йзлу'ченіьч [1].

Главным инструментом исследования структуры образца является 
регистрация фотоэмиссии — электронов, покину'вших материал в 
результате фотоионизации. При измерениях фиксируется энергетический 
спектр эмитированных фотоэлектронов и их угловое распределение. 
Чтобы эмитировать электроны нужно предоставить электронный переход 
с заполненного энергетического уровня на уровень, который выше 
уровня свободного электрона. Уже измеренное распределение 
фотоэлектронов по энергиям указывает плотность заполненных объемных 
и поверхностных энергетических уровней.
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Рисунок 1 -  Процес характерный для ультрафиолетовой электронной 
спектроскопии

Метод ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии служит 
для исследования поверхностей твердых тел [2]. Используется для 
зондирования заполненных электронных состояний валентной зоны и 
зоны проводимости. Одним из преимуществ этого метода является малое 
разрушение поверхности, так как приблизительная глубина 
проникновения не более 5 нм.
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